
 
  یلیکونی سطوح کاتتر س یاییباکتر یو خواص چسبندگ یمورفولوژ ی، بر ترشوندگ RFقدرت  یرتأث

 یژن اکس یبا پلاسما  آوریعمل  تحت

 چکیده 

  یه سطوح کاتتر دچار عفونت ثانو  یرو   یو رشد باکتر  ی چسبندگ  یلاغلب به دل  کاتترتحت درمان با    یمارانب

  ییر سطح کاتتر را تغ  یرو   یباکتر   یچسبندگ  یتواند الگوی م  نانو  یاس مق   در  شوند. اصلاح سطحی در بدن خود م

  ی برا  1RFدر توان    ریانسرا از منظر وا  یلیکونیبا سطوح کاتتر س   یژناکس  یتعامل پلاسما  در این مطالعهدهد.  

سطوح کاتتر  گیرد.  بررسی قرار می مورد    یباکتر   یکاهش چسبندگ   ی برا  یزیکوشیمیاییسطح ف  ییر تغ  ی القا

  RF  یها( با توان یجفت شده خازن  یویی فرکانس راد) 2RF-CCP  کم فشار یژناکس  یدر پلاسما ییلیکونس 

دهد که  ی به دست آمده نشان م  یج. نتاگرفته استآوری قرار  تحت عمل  وات 150تا   25مختلف در محدوده  

مشخص شده است  شود.  ی غالب م  یگر د  یهاگونه   یان گونه در م  ی اتم  یژن اکس  یت ، جمعRFتوان    یش با افزا

و تابع  به   یکی مورفولوژ  هاییژگی که  توان    یعنوان  قابل  RFاز  طور  به  دامنه  م  یتوجه  در  . نمایند یرشد 

شود. سطوح  ی سطح مشاهده م  ی انرژ   ی جزء قطب  یک به شکل    یلیکون از سطح س   ی قابل توجه  یداسیوناکس

را به عنوان    3coli-E  یباکتر   یهاسلول   ی چسبندگ  یجی کاهش تدر  یژن اکس  یبا پلاسما  آوری عمل   کاتتر تحت 

سطح   ی از پلاسما بر رو  یناش  ی دوستآب  ی. ماندگاردهد می نشان  1%  یبا حداقل چسبندگ RFاز توان  یتابع

اتمسفر    یبند و بسته   یآب، محلول ادرار مصنوع  یط،مح  ی هوا  مانند مختلف   سازییره ذخ  هاییط کاتتر در مح

  ی باکتر   یچسبندگ  یبرا  یعامل کنترل کننده اصل  یک  RFدر قدرت    یانسوار  در نتیجه.  د ش   یابیشده ارزاصلاح 

  یانسدر مورد وار  شدهگزارش    ی با مطالعات قبل  یسهدر مقاآن    یل دلکه    باشد می   یلیکونی سطح کاتتر س   ی بر رو 
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فضا    یکی مورفولوژ  یکه پارامترها  تدامنه اس   کییمورفولوژ  یتکامل پارامترها  ،در زمان قرار گرفتن در پلاسما

 . داردی نگه م تأثیر ی ب یباًرا تقر

 . RF  ،E-Coliپلاسما اکسیژن، کاتتر سیلیکونی، پیشگیری از بیوفیلم، قدرت ها: کلیدواژه 

 گیری نتیجه

دامنه و شکل    یکیمورفولوژ  یبر پارامترها  RFدر توان    یانسدهد که واری نشان م  مطالعهاین    یجنتا

  یر تأث  )(𝑎∆  یلامتوسط پروف  یب و ش   )zS10(  ، ارتفاع ده نقطه S)a(  متوسط سطح  یسطح کاتتر مانند زبر

، پلاسما به شدت  RFقدرت   یشدهد. با افزای قرار م یرفضا را کمتر تحت تأث  یکیگذارد و پارامتر مورفولوژی م

شود.  ی خواص سطح آبدوست در سطح کاتتر م  یشافزاشود که منجر به  ی پر م  یاتم   یژناکس  یهاتوسط گونه 

  ی قابل توجه  ییراتاما تغ  یابد،ی م  یش پلاسما افزا  آوریعمل  پس از   ی به طور قابل توجه  ی سطح  ی انرژدر نتیجه  

و    یزیکیدهد. تکامل خواص فی نشان نم  RFقدرت    یااز زمان قرار گرفتن در معرض پلاسما    یبه عنوان تابع  ار

  در   1%  کمتر از  یعنی   یایی، باکتر  یو حداقل چسبندگ  یایی باکتر  ی چسبندگ  یجیسطح کاهش تدر  یمیاییش 

  یک در قالب    یرشد قابل توجه باکتر  .دهد ی را نشان موات    RF  150  توان   با  آوری عمل   تحت  کاتتر  سطوح

بعد   یوفیلمب  یسماتر در مکان   یسه  س   یرو   یتصادف  یهابالغ  کاتتر    یافت نشده    آوریعمل  یلیکونیسطوح 

شود.  ی با پلاسما مشاهده نم  آوری عملسطح کاتتر تحت    ی رو  یوفیلمی ب  یلتشک  ینکه چن  ی شود در حالی م

مدت  شود ی م یره ذخ 1AU  یا آب  یر که در ز  ی زمان ،از پلاسما ی آبدوست ناش   یسطح یتخاص ی زمان ماندگار

می  باز   2.  باشد طولانی  است  م  یز آبگر  یابیقادر  به  توجه  یزانرا  حال  ی قابل  در  دهد  شرا  یکاهش    یط که 

توان    سازیینه به  در نتیجه  دهد.ی کمتر نشان م  یاروز اول    10را در    یزکامل آبگر  یابیباز  یطیمح  یسازیره ذخ

RF در خواص    یناکاف ییراتموثر باشد. تغ ی سطح ضد باکتر یک تا   ،توجه مهم استسطح قابل  ییرات تغ ی برا

 
1 artificial Urine 
2 multi artificial purpose   



 
  یه لا  یکاز پلاسما سطح کاتتر را با    یناش   یدوستدهد. آبی را نشان م  ییبالا  یاییباکتر  یچسبندگ  ی،سطح

توان    .نمایند   یداپ  یدسترس   ح به سط  یماًتوانند مستق ی نم  یایی باکتر  یهاسلول   ینپوشاند بنابرای م  یدراتاسیونه

RF  شده  اصلاح   یلیکونیسطح کاتتر س   یبر رو   یباکتر  ی کنترل چسبندگ  یمسئول برا  یند فرآ   یپارامتر اصل

  .باشد می ان قرار گرفتن در معرض پلاسما پلاسما همراه با زم

Reference 

Dave, P., Balasubramanian, C., Hans, S., Rathore, V., & Nema, S. K. (2023). 

Influence of RF Power on Wettability, Morphology and Bacterial Adhesion 

Properties of Oxygen Plasma Treated Silicone Catheter Surfaces. 

DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3043077/v1 

 ترجمه و ویرایش: جواد برزوئی

doi:%20https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3043077/v1


 

 


